






















































































专利名称(译) 像素黑色面罩设计和形成技术

公开(公告)号 EP2396694A2 公开(公告)日 2011-12-21

申请号 EP2010725304 申请日 2010-02-11

[标]申请(专利权)人(译) 苹果公司

申请(专利权)人(译) 苹果公司.

当前申请(专利权)人(译) 苹果公司.

[标]发明人 CHANG SHIH CHANG
XU MING
GU MINGXIA
GETTEMY SHAWN ROBERT
ZHONG JOHN Z
CHEN CHENG

发明人 CHANG, SHIH CHANG
XU, MING
GU, MINGXIA
GETTEMY, SHAWN ROBERT
ZHONG, JOHN Z.
CHEN, CHENG

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/1343 B81C1/00

CPC分类号 G02F1/133512 G02F1/134363 G02F2001/134372

优先权 12/371452 2009-02-13 US

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供显示面板10，其具有第一基板72和第二基板92，第一基板72包括配
置成产生电场的电极110，第二基板92包括黑色掩模88.黑色掩模88包括
孔152，孔152配置成使光能够通过孔径传输。 152，其中孔152至少基
本上是矩形的，并包括基本上没有倒角的角162。显示面板10还包括液晶
78，液晶78设置在第一和第二基板之间，并且被配置为响应于电场促进
光通过显示面板10。
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